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Lystet maskeringsfolie
Sammendrag

3599-89

Lystat maskeringsfolie til anvendelse ved en fotomekanisk reproduk-
tionsproces, hvilken folie omfatter et afpilleligt Tag og kan anvendes
bade til almindelig brug, hvor membranen pilles og smides vek, og til
genpdklzbning. Den lystatte maskeringsfolie omfatter et substrat, et
trykfglsomt klzbemiddellag dannet pd substratet, og et lystzt afpille-
1igt lag dannet pd klzbemiddellaget, og som omfatter en dialkylphtha-
lat, nitracellulose, et lystat farvestof og valgfrit et fyldstof og et
nitrilgummi. Det afpillelige lag indeholder passende yderligere en
dialkylester af en aliphatisk dicarboxylsyre.
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